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Przedmiotem wynalazku jest spos6b wytwarza-
nia wzorcowych zrédel promieniowania jonizuja-
cego przeznaczonych do skalowania komér joni-
zacyjnych oraz innych ukladéw pomiarowych.

Dotychezas do skalowania komoér jonizacyjnych
stosowane s3 roztwory wzorcowe izotopbw pro-
mieniotworczych zamkniete w szklanych naczy-
niach. Spos6b wytwarzania tych Zrédel polega na
przygotowaniu roztworu o S$cisle okreslonym ste-
zeniu promieniotwérczym. Roztworem tym napel-
nia sie naczynie szklane i mierzy sie aktywnosé
zrodla.

Znany jest rowniez sposob Wytwarz_a};hia zrodel
kalibracyjnych w postaci stalej stosowanych do
innych celéw, na przyklad do kalibracji i spraw-
dzania stabilnoéci licznikéw scyntylacyjnych. Roz-
twor izotopu promieniotwérczego o okreslonym
stezeniu promieniotwérczym nakrapla sie na znor-
malizowang podstawke, odparowuje si¢ do su-
cha a nastepnie pokrywa sie okreslonej grubosci
warstwe roztworu zywicy syntetycznej zmiesza-
nej z utwardzaczem. Po zestaleniu zywicy, mie-
rzy sie aktywnosé otrzymanego zrédla.

Inny spos6b wytwarzania Zrédet wzorcowych
polega na tym, ze roztwoér izotopu promieniotwoér-
czego miesza sie z roztworem zywicy syntetycz-
nej zawierajacym rozcieiczalnik i utwardzacz. Po
ewentualnym dodatkowym zabezpieczeniu powierz-
chni Zr6dla materialem nieaktywnym, umieszcza
sie je w przeznaczonej do tego celu obudowie
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- handlowej. Jednakze zr6dia te nie nadajg sie do

skalowania komoér jonizacyjnych przeznaczonych
do seryjnych pomiaréw aktywnosci roztworéw ra-
dioaktywnych rozdozowanych w standardowych
butelkach penicylinowych.

Opisany spos6b wytwarzania zrodel! nie moze
byé zastosowany do wytwarzania zrédet cylin-
drycznych, wzglednie zZr6det o innym ksztalcie
gdzie wymagany jest jednorodny rozklad aktyw-
nosci zawartej w okreslonej objetosci Zrédla. Ra-
dioizotopy stosowane w produkecji opisywanych
zrédet moga wystepowaé wylacznie w postaci roz-
tworé6w wodnych, ktére po zmieszaniu z Zywica
syntetyczng daja zawsze mieszanine niejednorodng,
ktéra po utwardzeniu daje bryle o niejednorodnym
rozkladzie aktywnos$ci w objetosci. Z tego wzgledu
parametry takich zZrédel nie odpowiadaja wymo-
gom stawianym Zroédlom wzorcowym.

Wedlug wynalazku do obudowy o dowolnym,
wymaganym ksztalcie i wymiarach wlewa si¢
wodny roztwér izotopu promieniotwoérczego, do
ktérego dodaje sie utwardzacza zywicy syntetycz-
nej i miesza sie dokiadnie. Oddzielnie przygo-
towuje sie roztwér zywicy syntetycznej w roz-
cienczalniku, ktéory dadaje sie do uprzednio spo-
rzadzonego roztworu radioizotopu w utwardzaczu.
Wzajemny stosunek iloSciowy dodawanych do roz-
tworu radioizotopu skladnikéw nieaktywnych jak
rowniez ich sumaryczna objeto§¢ dobierane sa
kazdorazowo w znany sposéb odpowiednio do wy-
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maganej wydajnosci promieniowania wytwarzane-
go zr6dla.

Zmieszanie roztworu izotopu promieniotwérezego
z utwardzaczem i roztworem zywicy syntetycznej
w rozcienczalniku pozwolilo na otrzymanie Zrédet
wzorcowych o wysokiej jednorodnosci i aktyw-
ndécif w calej objetosci zrodia niezaleznie od jego
ksztaltu i wymiarow.

Spos6b wedlug wynalazku umozliwia wytwa-
rzanie tych zZrédel z duzg powtarzalnos$cig dzieki
wyeliminowaniu strat aktywnosci i w zwigzku z
tym wyeliminowany zostaje pomiar zZrddla ponie-
waz jego aktywnosé réwna sie aktywnosci uzy-
tego do produkcji roztworu izotopu promieniotwor-
czego.

Wyeliminowane zostaly czynno$ci zwigzane z
zamykaniem czes$ci aktywnej w obudowie a uzys-
kuje sie zr6dla dowolnego ksztaltu w zaleznosci
od ksztaltu obudowy. Zrédla te s3 bezpieczne w
eksploatacji gdyz nie powoduja skazen otoczenia
i aparatury. Ponadto maja zblizony wsp6lczynnik
oslabienia promieniowania do dotychczas stoso-
wanych zZr6del w postaci roztworéw. Dokladnie
znana grubos$é Scianek obudowy gwarantuje pow-
tarzalno$é parametréw Zrédet wzorcowych wytwa-
rzanych seryjnie.

Przykladowo, spos6b wytwarzania zZrddia wzor-
cowego ¥Cs jest nastepujacy:

0, ml roztworu 13Cs o stezeniu promieniotwor-
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czym 300 Ci/g wlewa si¢ do obudowy 2. Nastep-
nie dodaje sig¢ 0,6 g utwardzacza i po wymiesza-
niu 6 g zywicy epoksydowej i 4 g rozcienczalni-
ka. Po dokladnym wymieszaniu skladnikéw i po
utwardzeniu czesci aktywnej 1 obudowe 2 zamyka
sie przyklejajac do niej pokrywe 3. Wydajnosé
promieniowania wytworzonego zrodla. mierzy sie
znanymi sposobami.

Zastrzezenie patentowe

Spos6éb wytwarzania wzorcowych zrodel pro-
mieniowania jonizujgcego, w ktoérym roztwoér izo-
topu promieniotwo6rczego miesza sie z zywicg syn-
tetyczng i po utwardzeniu mierzy sie aktywnosé
wytworzonego zrédla, znamienny.tym, ze do obu-
dowy o dowolnym wymaganym ksztalcie i wy-
miarach wlewa sie roztwér wodny izotopu pro-
mieniotwoérczego, do ktérego dodaje sie' utwardza-
cza zywicy syntetycznej a nastepnie po doklad-
nym wymieszaniu wlewa sie oddzielnie przygo-
towany roztwoér zywicy syntetycznej w rozcien-
czalniku, przy czym wzajemny stosunek ilosciowy
dodanych do roztworu izotopu promieniotworczego
skladnikéw, jak réwniez ich sumaryczna obje-
tos¢ dobierane s3 kazdorazowo w znany sposéb
odpowiednio do wymaganej wydajnosci promie-
niowania wytwarzanego zrodla.
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